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Abstract (en)
The invention relates to a method for making leaktight walls in the ground, of the type in which a pile is driven vertically into the ground along the
path of the wall to be produced, by vibration, and raised back up, injecting, at low pressure, at the base of the pile, a conventional slurry and a jet of
very high pressure liquid substantially in the plane of the wall and in the direction of the part of the wall to be produced. As the pile (1) is raised back
up, a jet of very high pressure liquid directed towards that part (2) of the wall which has already been produced is sent to the bottom part of this pile,
the very high pressure liquid which is sent to the lower part of the pile as it is lowered and as it is raised back up consists of a fluid slurry based on
water, bentonite, additives, and cement, while a thick conventional slurry based on water, bentonite, cement, additives and an aggregate which gives
it its consistency is injected at the base (6) of the pile as it is lowered and raised back up. <IMAGE>

Abstract (fr)
L'invention est relative à un procédé pour réaliser des parois étanches dans le sol, du type dans lequel on enfonce verticalement par vibrations et
on remonte une palplanche dans le sol le long du parcours de la paroi à réaliser, en injectant à basse pression, à la base de la palplanche, un coulis
conventionnel et un jet de liquide à très haute pression sensiblement dans le plan de la paroi et en direction de la partie de la paroi à réaliser. Lors
de la remontée de la palplanche (1), on envoie à la partie inférieure de cette dernière, un jet de liquide à très haute pression en direction de la partie
(2) de la paroi qui a déjà été réalisée, le liquide à très haute pression que l'on envoie à la partie inférieure de la palplanche lors de sa descente et
lors de sa remontée est constitué par un coulis fluide à base d'eau, de bentonite, d'adjuvants et de ciment, tandis que l'on injecte à la base (6) de la
palplanche, lors de sa descente et de sa remontée, un coulis conventionnel épais à base d'eau, de bentonite, de ciment, d'adjuvants et d'un agrégat
qui lui communique sa consistance. <IMAGE>
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